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Elméleti bevezeto
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A Kkorréziovedelemnek egyik legnépszeriibb modszere a véddbevonatok
alkalmazasa, melyek altal megakadalyozhatok vagy csokkenthetok a korroziv
tényezok altal eldidézett karosodasok. A véddbevonatok tomor, jol tapado
filmeket képeznek a femfellleteken. Lehetdséget nydjtanak kiilonb6zo
toltdanyagok, illetve korrozié inhibitorok rétegbe vald bevezetésére, mint a
korrozid inhibitorokkal impregnalt nanokontenerek.
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Bevonatok eloallitasa

Prekurzorok elodallitasa
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« Sztirol és polimerizal6 dgensének (dibenzoil peroxid) polimerizacios reakcidja soran

+ A SiO, nanokonténerek (NK), csersav (TA) valamint a csersavas nanokonténerek
(TA+NK) bevezetése a prekurzorokba (1%-os oldatok eldallitasa).

Lemezek el6készitése |

» Lagyacél és cink szubsztratok el6kezelése: polirozas, savazas, zsirtalanitas

Bevonatok el6allitasa |

* Arétegek eldallitasa martasos modszerrel (12 cm/perc huzasi sebességgel)
« Bevonatok hékezelése szaritoszekrényben ( 80 °C-on, egy 6ran at)
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Célkituzeés

A kutatas soran polisztirol (PS) vékonyrétegek eldallitasat €s korréziévédelm

vizsgalatat kivantuk megvalositani. A bevonatokat lagyacél és cink
hordozokon alakitottuk Kki. Az inhibalo tulajdonsagok tanulmanyozésa és
javitasa céljabol elészor Ures mezoporusos SiO2 nanokontéenereket (PS+NK),
majd csersavat (PS+TA) és csersavval impregnalt mezopérusos SiO2
nanokonténereket adalékoltunk a retegekbe (PS+TA+NK). Az el6allitott
bevonatokat  Elektrokémiai Impedancia  Spektroszkopiaval  (EIS)

tanulméanyoztuk. A nanokonténereket transzmisszios elektronmikroszképpal
(TEM) jellemeztik. Meghataroztuk a rétegek tapadasat valamint ezek
vastagsagat.

Bevonatok jellemzése

q Elektrokémiai jellemzés |

» Harom elektrodos celldban, PARSTAT 2273 potenciosztaton
« Elektrokémiai Impedancia Spektroszkdpias mérések

‘ RE- Ag/AgClK Claatg
WE- Znflagyacél

CE-Pt

—[ Mechanikai jellemzés ]

» Adhézié mérések
* Rétegvastagsadg mérések

0251 NaSO,

1. Abra: Harom elektrédos
cella felépitése
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Kisérleti eredmények

Elektrokémiai Impedancia

Transzmisszios elektron-
mikroszkopias mérések
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Spektroszkopias mérések
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2. Abra: Zn ref, PS, PS+NK, PS+TA, 3. Abra: Fe ref, PS, PS+NK, PS+TA,

PS+TA+NK elektrokémiai impedancia
spektrumai

Adhézi

PS+TA+NK elektrokémiai impedancia
spektrumai /
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4. Abra: A SiO» nanokon-iéherek TEM felvételei

Reéetegvastagsag merések
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2.Tablzat: A mintak rétegvastagsagai “ ’ 1
Minta Rétegvastagsag (um) V
PS 8,0
PS+NK 20 $r
PS+TA 21,8 )
PS+TA+NK 21,8 6. Abra: Rétegvastagsagot méro
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1.Téblazat: A bevonatok adhézidja (%) és ezek jeldlése
nemzetkozi standardok szerint
Minta Adhézio | Nemzetkozi tapadasi standard
(%)

PS 95 4B
PS+NK 95 4B
PS+TA 91 3B h— Zn |

PS+TA+NK 87 3B 5.Abra: Adhézi6 mérések Fe és Zn szubsztratumokon az felsorolt sorrendbe:
\ PS, PS+NK, PS+TA+NK, PS+TA mintakon /

Kovetkeztetések

0 A TEM mérések azt mutatjak, hogy a mezopdrusos SiO2 nanorészecskék atméroi 20- )
50 nm kozott vannak.

o 0 Az retegtapadas romlik a csersav jelenlétében, mely ennek a fém feliletekkel vald
komplex-képz6 tulajdonsagabol fakad.

0 A toltéanyag valamint a csersav jelenléte noveli a réteg vastagsagat (mikroskala).
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(o Ez EIS mérések soran az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

e A csersavval itatott nanokonténerek (PS+TA+NK) mindkét fém szubsztratum
esetén egy nagysagrenddel nagyobb Z’ értéket eredményeznek a PS réteghez képest.

o A csersav kdzvetlen bevezetése a rétegbe (PS+TA) 1,5-2 szer nagyobb Z’ értéke
miatt jobb védelmet eredményez, minta (PS+TA+NK).
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